
























































































































































































专利名称(译) 配位含芴化合物和电致发光装置

公开(公告)号 CN100360636C 公开(公告)日 2008-01-09

申请号 CN200380110052.4 申请日 2003-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

当前申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

[标]发明人 S郑
KM韦思
GA本内特

发明人 S·郑
K·M·韦思
G·A·本内特

IPC分类号 C09K11/06 H05B33/14 H01L51/50 H01L51/30 C07C211/54 C07C43/215 C08G61/10 C08G61/12 
C03C25/14 C08G61/02 H01L51/00

CPC分类号 C09K2211/1011 H01L51/5012 H01L51/0036 Y10S428/917 H01L51/0085 H01L51/0055 C09K11/06 
H01L51/0037 H01L51/0071 H01L51/0059 H01L2251/308 C09K2211/1014 H01L51/004 H01L51/0081 
H01L51/006 H01L51/0056 H01L51/0068 H01L51/0039 C08G61/02 H01L51/0084 H05B33/14 H01L51
/0074 H01L51/0052 H01L51/0054 H01L51/0043 H01L51/0058 H01L51/0062 H01L51/007 C08G61/122 
C09B1/00 C09B3/14 C09B23/145 C09B57/00 C09B57/001 C09B57/007

代理人(译) 刘健
段晓玲

优先权 10/334359 2002-12-31 US

其他公开文献 CN1756825A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

包含由下式之一表达的配位芴结构的有机化合物，其中：X1、X2、X3和
X4各自相同或不同，并且包括含有CH或N的部分；R1、R2、R3和R4为
分别独立地是下列基团的取代基：氢，或具有1—40个碳原子的烷基、或
链烯基、或炔基或烷氧基；具有6—60个碳原子的芳基或取代的芳基；或
具有4—60个碳原子的杂芳基或取代的杂芳基；或F、Cl、或Br；或氰
基；或硝基；或者R3、或R4或二者是形成稠合的芳环或杂芳环的基团。
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